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VARIO Z00/200

Jedyny na swiecie piec zkomorq do
wypalania o Srednicy wewnetrznej 120 mm!
= 500 dowolnie programowalnych miejsc w pamieci

= Mozliwos¢ indywidualnego zaprogramowania
na zyczenie klienta

= Przystosowany do nowych,
dentystycznych materiatéw ceramicznych

Ekran dotykowy ze
szkta hartowanego

Innowacyjny i nowoczesny wyswietlacz LCD jest wykonany z
odpornego na uderzenia i wysoka temperature hartowanego
szkta. W poréwnaniu z klawiaturg foliowg jest rozwigzaniem
wygodnym, przyjemnym i praktycznie niezniszczalnym.
Udzielamy na niego dozywotniej gwarangji.

Wyswietlacz EASY Light

Optymalna czytelnos¢ pod kazdym katem patrzenia — rowniez
przy wiekszych odlegtosciach i niekorzystnym oswietleniu, jak
na przyktad przy bezposrednim Swietle stonecznym.

Gniazdo USB

tatwy transfer danych i zapis programow dzieki tgczu USB.
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& Tryb TTC

Umozliwia liniowe studzenie®

Genialne oprogramowanie i konstrukcja komory wypalania umozli-
wiajg liniowy przebieg chtodzenia w trybie TTC: zapobiega sie dzieki
temu peknieciom, mikropeknieciom i odpryskom ceramiki cyrkono-
wej (chipping).

* dostepne tylko w wersji VARIO 200ZR.

Technologia Z-120

Seria VARIO 200, o wewnetrznej $rednicy komory wypalania
wynoszacej 120 mm i wysokosci spirali grzewczej ok. 60 mm,
zapewnia na catej powierzchni stolika do wypalania ceramiki
nieosiggalng dotad, jednakowga wartos$¢ temperatury, nieza-
leznie od potozenia i liczby koron porcelanowych. Gwarantuje
to spiekanie ceramiki dentystycznej zgodnie z najwyzszymi
wymaganiami jakosciowymi.

Tryb suszenia Z -Dry
Efektywny i szybki

Wirtualny sensor okresla potozenie talerza na podstawie tem-
peratury w komorze wypalania, zapewnia automatycznie
stafg i najlepsza temperature wstepnego suszenia pracy.
Daje znaczng oszczednosc czasu w pracy laboratoryjnej.

Bezpieczenstwo dzieki PFC
(Power-Fail-Control)

W przypadku nieprzewidzianej, krotkiej przerwy w zasilaniu
zostaje aktywowany PFC. Po przywroceniu zasilania uktad elek-
troniczny powraca do punktu, w ktorym wystapita przerwa i za-
pewnia zakoriczenie programu w normalnym trybie.



VARIO 200/2002zr

Jedyna na swiecie komora wypalania
o Srednicy wewnetrznej 120 mm!

Technologia Z-120

Pomiedzy dostepna a uzyteczng przestrzenig mufli pieca do ceramiki istnieje znaczna réznica. Przestrzen
dostepna wynika na ogot z wielkosci stolika do wypalania i wysokosci roboczej, natomiast przestrzen uzy-
teczna uwzglednia warunki cieplne w komorze podczas wypalania.

Spirale grzewcze, stosowane w piecach do ceramiki dentystycznej, wytwarzajg w fazie grzania tempe-
rature znacznie powyzej 1000°C. W bezposrednim sasiedztwie spiral grzewczych powstaja tak wysokie
temperatury, ze obszar ten staje sie nieprzydatny dla uzyskania statych rezultatow wypalania ceramiki
dentystycznej. Zubler, jako jedyny na $wiecie producent piecéw do wypalania ceramiki, uwzglednit ten
problem i opracowat mufle o wiekszej srednicy wewnetrznej. Dzieki wiekszej komorze istnieje odstep po-
miedzy wypalanym materiatem i spiralg grzewcza wynoszacy co najmniej 20 mm. Zapewnia to jednolity
rozktad temperatury na catej powierzchni stolika.

VARIO serii 200, o srednicy wewnetrznej komory wypalania 120 mm, zapewnia na stoliku do wypalania o
srednicy 80 mm nieosiggalng dotad, statg wartos¢ temperatury wypalania i gwarantuje spiekanie ceramiki
dentystycznej wedtug najwyzszych wymagan jakosciowych, niezaleznie od potozenia pracy, a takze stop-
nia zapetnienia mufli.

Nawet jesli wypalicie Panstwo jednoczesnie wiele, wiele koron rozstawionych na catej powierzchni
stolika, bedziecie zaskoczeni ich identycznym wygladem. Bez zmiany temperatury koncowej, bez
zwiekszenia czasu przetrzymania.

VARIO Z00/200

KOMORA WYPALANIA KOMORA WYPALANIA
@ 90 mm 2120 mm
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Umieszczona na krawedzi stolika Ceramika dentystyczna ustawiona na brzegu stolika

ceramika dentystyczna znajduje sie jest oddalona o ponad 20 mm od spirali grzewczej
w bezposrednim sasiedztwie spirali
grzewczej Efekt:
Optymalna temperatura obiektu
Efekt:

Za wysoka temperatura obiektu

> Perfekcyjny wynik wypalania

-> Porcelana,przepalona”



Tryb TTC

Wypalanie ceramiki dentystycznej na podbudowie tlenku cyrkonu niesie ze sobg wysokie ryzyko powsta-
wania pekniec przy chtodzeniu. VARIO 200 ZR zapewnia Panstwu nowg technologie TTC.

W tym procesie mozliwe jest liniowe, kontrolowane studzenie z ustalong szybkoscig obnizania tempe-
ratury od 5°C/min do 45°C/min, w ramach programu wypalania. Dzieki nowatorskiej konstrukcji komory
wypalania i inteligentnemu oprogramowaniu zapewnione jest kontrolowane chtodzenie ceramiki do zak-
resu temperatury ponizej temperatury zeszklenia. Zagrozenie powstawaniem pekniec¢ i odpryskow (chip-
ping) zostaje zminimalizowane.
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Tryb Z -Dry

Idealne warunki suszenia, dla unikniecia pekniec i bablowania ceramiki to wstepne suszenie pracy w statej
temperaturze 130°C. Wykorzystujac zalety symetrycznego projektu windy, rozktadu temperatury w mufli
oraz potozenia talerza VARIO 200/200ZR zapewnia statg, optymalng temperature procesu (rys.2). Zaleznie
od temperatury w komorze wypalania VARIO 200/200ZR automatycznie dopasowuje wysoko$¢ potozenia
windy kompensujgc zmiany temperatury. Gldwne zalety to:

®  Tryb Z-Dry zapobiega powstawaniu pekniec¢ i pecherzy poprzez kontrolowane suszenie.

®  (zas oczekiwania pomiedzy kolejnymi paleniami mozna znaczaco skrocic. Prace na stoliku mozna umiescic¢
Znacznie wczesniej - jeszcze przed osiggnieciem temperatury poczatkowej.

»Muflowy”, asymetryczny mechanizm zamykania: Pionowy, symetryczny mechanizm zamykania:
nieréwne dostarczanie ciepfa z mufli, nieréwnomierny rozktad rownomierne dostarczanie ciepta, jednolity rozktad
temperatury na stoliku do wypalania. temperatury na talerzu.
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VARIO 200 VARIO Z00

Piec do wypalania ceramiki dentystycznej @/

Program TTC do aktywnego, liniowego chtodzenia materiatéw
cyrkonowych (5 - 45 °C/min)

Tryb Z-Dry

500 indywidualnie programowalnych miejsc w pamieci

PFC (Power-Fail-Control)

Gniazdo USB

Szklany ekran dotykowy wyswietlacza LC odporny
na uderzenia | wysoka temperature

QIRIRIR|KR K] @

Wstepne programowanie wedtug zyczenia klienta

Zestaw do wypalania materiatéw (podstawka ceramiczna, piny)
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2 lata gwarandji

* opcjonalnie.
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tel. 42 658 56 58
www.zubler.pl




